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Figura 1.1: Desenho esquemático de um reator horizontal para APCVD.

(RF) construída em torno do tubo do reator. O tubo é refrigerado para

que não ocorra deposição em suas paredes internas.

1.1 Observações Experimentais

Experimentos realizados por Berkman et al.l71sugerem a existência de duas

regiões no interior do reator, uma próxima à lâmina onde predomina um

fluxo laminar com velocidade muito menor que a velocidade média no in-

terior do forno e outra onde predomina o efeito de convecção. Observamos

através da Fig. 1.2 que na região próxima à superfície da lâmina (abaixo de

1,5 cm) existe um acentuado gradiente de temperatura, enquanto que na

região superior a temperatura é mais plana. Este fato é indicativo de que

próximo à lâmina predomina um fluxo na direção horizontal enquanto que

na parte superior predomina o movimento vertical, causado pelo efeito de

convecção.

Esta observação permite que o perfil de temperatura sobre o suporte

seja aproximado pelo desenho apresentado ao lado, que mostra uma va-

riação linear até a distância «5e temperatura constante acima de «5(obs.:

neste desenho o eixo das abscissas aponta da direita para a esquerda).

As observações de Berkman mostram ainda que «5é pequeno nas regiões

próximas à entrada de gases e aumenta à medida que avançamos pelo subs-

trato, tendendo ao valor b/2, onde b é a distância entre o suporte e a parede

superior do reator. Isto sugere um comportamento semelhante ao desenvol-

vimento de uma camada limite, conforme discutido nos textos de Teoria

de Fluidos para o escoamento de fluidos sobre placas[lO, Capo121.
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